
二次元結晶積層装置

MA100ts
二次元結晶積層材料開発支援装置

2004年、二次元シート状原子層が実現されて以来（2010年ノーベ

ル賞）、二次元結晶積層による新材料開発が注目を集めています。ヘ

テロ接合による複合原子積層材料は超伝導、発光、磁気センスなど従

来ない様々な特性を獲得することが知られています。

本装置は基板温調による有機樹脂の接着力変化を利用し、グラフェ

ン、二硫化モリブデン、六方晶窒化ホウ素などの二次元結晶をシリコ

ン基板上に順次積層するドロップオフ積層やシリコン基板上に形成さ

れた二次元結晶を有機樹脂に順次積層していくピックアップ積層に対

応するフルマニュアル操作のコンパクトな実験装置です。

お客様ご要望に合わせて各種カスタマイズも承ります。

* 開発協力：東京大学生産技術研究所　増渕覚 特任准教授、町田友樹 教授

試料サイズ

各種対応

www.nanotech-inc.co. jp
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特徴

◆ 高解像ズーム式顕微鏡。観察位置ステージおよびスライド待避付き。

◆ ＸＹＺθ軸精密アライメントステージ。

◆ コンタクト面の平行を調整する球面摺動式試料台。

◆ 1℃単位で最大200℃まで温度設定可能なヒーター試料台。

◆ 試料真空固定式の試料ホルダ（上下）。

◆ 試料交換の容易なヒンジ開閉式上側試料ホルダ。

仕様

・ 適用試料 上側：スライドグラス 76×26mm、最大厚さ1.5mm。下側：□10mm、最大厚さ500μｍ 。カスタムサイズ応需。

・ アライメント方式 単視野顕微鏡による上側試料と下側試料の同時観察によるマニュアルアライメント。上側位置基準、下側移動式。

・ アライメント顕微鏡   ズーム顕微鏡＋カメラ＋モニタ観察。光学倍率：4.15～50×。分解能：3.36～0.74μm。WD：14mm。

 焦点深度：±27.52～±1.35μm。視野範囲：横1.54×縦1.15～横0.13×縦0.10mm（1/2インチカメラの場合）

  観察照明：高輝度LEDによる同軸落射照明。

・ カメラ CMOSカラー、Ｃマウント、200万画素、1/2.8インチ型、FHD 1080p、フレームレート 60fps、

 画質調整、クロスライン表示、画像保存等各種機能。マウス操作。

・モニタ HDMI接続モニタ（PCレス）

・ アライメントステージ 

Ｘ軸、Ｙ軸 ±6.5ｍｍ　微動マイクロヘッド

Ｚ軸（上下） 粗動：0～5ｍｍ以上、フリー移動、ネジ止め式。微動：±125μm、微動レバー操作

Ｚ軸測長器 分解能1μｍ、表示ゼロリセット機能 （オプション）

Θ軸 ±5゜、微動

   平行軸 球面摺動機構、コンタクト面の押し付け倣い式平行調整、真空吸着角度固定

・ 装置寸法・重量 400(W)×600(D)×600(H)mm 突起部含まず。 100㎏以下

・ ユーティリティ 電源 AC100V  5Ａ、真空 26.6×10³ Pa以上 接続チューブ外径 φ6mm

オプションおよびカスタマイズ

◆ Ｚ軸測長器、真空ポンプ。

◆ ＸＹアライメントステージ電動化。

◆ 試料台αβ角度調整可能なゴニオステージ。

◆ ヒーター試料台の強制空冷機能。

【セットアップ例】


